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Resin-based, temporary luting cement for longer term temporaries and high-strength
restorations on implant abutments.

Dual-curing, semi-permanent implant cement with increased adhesion and compressive

strength. Specially formulated for customised abutments that have a reduced adhesive area or are
particularly small and low. Extremely low film thickness thanks to very low displacement resistance.
The highly polymerised, ductile resin structure of the material gives it high compressive strength
with a high marginal seal. Residues can be easily removed in large pieces in the plastic phase
without leaving undesired particle residues. The attached restorations can be removed without
damage thanks to the perfectly balanced adhesion properties of the material. For all combinations
of material. Eugenol-free, antibacterial and neutral in odour and taste.

1. Preparation and cleaning of implant abutments and inner
surfaces of restorations.

Carefully check fit, occlusion and proximal contact points. Complete

all finishing procedures. Degrease, clean (e.g. alcoholic solutions)

and dry prepared abutments. Make sure the interior surfaces of the
M superstructure are clean and dry. (Fig. 1).

2. Mixing and applying.
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2 Bleed the syringe before installation of the automix cannula until
material emerges uniformly from both openings (Fig. 2). Insert the
plunger in the body of the cartridge. Remove the cap from the
cartridge by turning clockwise and attach mixing cannula. Pay attention
to the guides on cannula and cartridge. Lock in place by turning
clockwise (Fig. 3). Again, bleed small amount to ensure uniform and
even material flow. Due to finely tuned dispensing pressure, dosing can
be performed individually and precisely. Dispense the material with
uniform pressure. After use, leave mixing cannula on cartridge until next
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application to keep cement from drying out.

3. Inserting the restoration.

Apply a thin layer of implant cement directly into the superstructure
(Fig. 4). Carefully position the restoration on the implant abutment
with slight pressure (Fig. 5); then press down firmly. Remove excess

material during the gel phase, after around 2-3 minutes, with a suitable

instrument (Fig. 6).

4 4. Working time / light curing.
The working time at room temperature is around 80 seconds. The
cement is cured at body temperature in about 5-6 minutes. Direct
exposure to light accelerates setting time. Light curing (marginal region,

excess material) is achieved with approx. 20 seconds per surface (Fig. 7).
When DSl implant cement is used with translucent materials (e.g. thin
layers of ceramic provisional crowns and bridges), increase exposure to
light through the material to 30-40 seconds per surface.

Precautions.

Do not rough or sand-blast abutment surface.

Do not damage the underlying titanium surface when removing excess
material.

If necessary, use plastic instruments (implant scalers).

Leave no cement residues in the mouth or gingival sulcus.

Use no adhesion-reducing additives. They could uncontrollably render
the retentive qualities of implant cement .

Do not manually remove or mix cement components.

Avoid contact of unmixed components with skin or mucosa.

In very rare cases, implant cement may cause sensitization. Should such
reaction occur, discontinue the use of this material.

Observe the safety data sheet.

Do not use implant cement for the luting of hybrid restorations with
natural teeth and implant abutments.

Only for intended use by qualified personnel.

Autopolymerisation —
Working time: 80 sec | Setting time: 5-6 min (2-3 min in gel phase).
Light-curing - Working time: 80 sec | Setting time: 20 sec.

GB

INSTRUCTIONS FOR USE

Indication for Use:

Temporary luting of implant-
supported temporary and
permanent restorations on
customised, reduced and small
implant abutments.

Technical Info:

Mixed volume: 5 ml (mini-mix).
Mixing ratio: 4:1.

Colour code:

Base: white-opaque.

Catalyst: semi-transparent.

Mixing time: None (automix).
Working time: approx. 80 sec.

Gel phase: 2-3 min. (for removal of
excess material during placement).
Setting time in the mouth:

5-6 min*

Setting time with lightcuring:
approx. 20 sec. per surface; 30-40
sec. through translucent materials.

* From beginning of mixing
At23°C+2°C/ 73°F + 4°F

50 % 5 % rel. Humidity.

Higher temperatures accelerate,
lower temperatures retard mixing
times.

Film thickness: < 10 um.
Compression strength: 100 MPa.
Application temperature:

At 23°C+2°C/ 73°F + 4°F,

50 + 5% rel. Humidity.

Storage: below 25°C/ 77°F

Keep refrigerated for maximum
shelf life.

Ordering information:
REF DS-IMPC1 - Standard Pack:

1x5ml (8.6 g) Automix Syringe,
10 x Mix Tips.

REF DS-IMPC2 — Double Pack:
2x5ml (17.2 g) Automix Syringe,
10 x Mix Tips.

REF DS-IMPC3 — Economy Pack
3 x5 ml (25.8 g) Automix Syringe,
15 x Mix Tips.

Made in Israel.
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Cemento de fijacion temporal para restauraciones con implantes de fuerte fijacion a base de

resina.

Cemento para implantes semipermanente de doble polimerizacién y alta adhesién y resistencia
ala presion especial para estructuras personalizadas reducidas en la superficie de adhesién o
especialmente pequefas y bajas. Con una resistencia al desplazamiento muy reducida'y, asf,

un grosor de pelicula extremadamente fino. Gran resistencia a la presién y estanqueidad de la
columna marginal gracias a una estructura de resina altamente integrada y no quebradiza. Los
restos se pueden retirar sin problemas en grandes pedazos durante la fase plastica sin dejar restos
de particulas. Las restauraciones fijadas pueden extraerse sin danarse gracias a las excelentes
propiedades de adhesién. Todas las combinaciones de materiales estan libres de eugenol, son
antibacterianas y no tienen olor ni sabor.
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1. Preparacion y limpieza de las estructuras del implante y de las
superficies internas de la restauracion.

Compruebe la precision del ajuste y la ausencia de tension, la oclusion y
los puntos de contacto antes de proseguir con la integracion. Antes de
aplicar el cemento, desengrase y limpie (p. ej. con soluciones alcohdlicas)
el pilary la superestructura y séquelos cuidadosamente (Fig. 1).

2. Mezcla y aplicacion.

La extrusion se realiza con el sistema mini-mix. Introduzca el émbolo en
el cartucho. Gire el cierre del cartucho para retirarlo. Antes de montar la
canula de mezcla, exprima una pequena cantidad de material hasta que
aparezca una cantidad uniforme de material en los dos orificios de salida
(Fig. 2). Para la colocacion correcta de la canula de mezcla utilice las guias
en la canulay en el cartucho. Fije la canula girdndola en la direccion
contraria (Fig. 3). Antes de cada aplicacién, exprima una pequena
cantidad de material y eliminela. Gracias a la presion de extrusion precisa
puede aplicar ahora una dosis individual y exacta. Exprima el material
con una presidn uniforme. Tras el uso, deje la canula de mezcla hasta la
siguiente aplicacion en el cartucho.

3. Insercion de la restauracion.

Aplique en el lado interno de la superconstruccién una capa fina de
cemento (Fig. 4). Posicionela a continuacion, aplicando una presion
ligera sobre la superestructura del implante (Fig. 5) y apriétela con fuerza.
Elimine el material sobrante tras aprox. 2 a 3 min. con un instrumento
adecuado (Fig. 6).

4.Tiempo de manipulacion / fotopolimerizacion.

El tiempo de procesamiento a temperatura ambiente es de 80 segundos.
El fraguado a temperatura corporal se produce en un plazo de aprox.

5 a6 minutos. Si es posible una iluminacién directa, la polimerizacion
se puede apoyar en cualquier momento mediante fotopolimerizacién
(zona marginal, exceso de material). Para ello se recomienda un tiempo
de iluminacién de 20 segundos por superficie (Fig. 7). En el caso

de materiales trasltcidos (p. ej. capas finas de cerdmica, materiales
provisionales para coronas y puentes) también puede iluminar a través
del material; prolongue el tiempo de iluminacién por superficie a 30
hasta 40 segundos.

Instrucciones importantes de procesacion.

No raspar la superficie del pilar, ni tratarla con chorro de arena.

Durante la eliminacion del excedente, preste atencion de no danar las
superficies de titanio subyacentes; utilice en caso necesario instrumentos
de plastico (escalimetro de implante).

No deje restos de cemento en la boca o en el surco.

No utilice aditivos que reduzcan la adhesion.

No se recomienda la extraccion ni la mezcla manual de los componentes.
Los componentes individuales no deben entrar en contacto con la

piel o las mucosas. En casos muy poco frecuentes se puede producir

una hipersensibilizacién por cemento. Si aparecen las reacciones
correspondientes, interrumpa inmediatamente la aplicacion de cemento.
Sélo para uso dental por personal especializado.

Autopolymerizacién - Tiempo de manejo: 80 seg | Tiempo en la boca:
5-6 min. incl. 2-3 min. de fase de gel. Fotopolimerizacién - Tiempo de
manejo: 80 seg | Tiempo de fraguado: 20 seg.
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MODO DE EMPLEO

Campos de aplicacién:

Fijacién temporal de
restauraciones provisionales y
permanentes con implantes en
estructuras de implantes
individuales, reducidas y pequenias.

Caracteristicas técnicas:

Volumen de mezcla: 5 ml (mini-
mix).

Dosificacion: 4:1.

Colores del producto:

Base: blanca opaca.

Catalizador: semi-transparente.
Tiempo de mezcla: se suprime
(sisterna de mini-mix).

Tiempo de manejo: aprox. 80 seg.
Fase de gel: de 2. a 3 min.

* momento para la eliminacion de
los excedentes.

Tiempo en la boca: de 5-6 min. *

Tiempo de fraguado con
fotopolimerizacién:

aprox. 20 seg. por superficie, segun
la transparencia.

Grosor de pelicula: < 10 um.
Resistencia a la compresion: 100
MPa.

Manejo: At 23°C + 2°C/ 73°F £ 4°F
50 % 5% rel. humidity a 23°C +

2°C, 50.

*Temperaturas mas elevadas
acortan los tiempos indicados, mas
bajos los prolongan.

Informacién para el pedido:

REF DS-IMPC1 - Presentacion
normal: 1 x Cartucho de 5 ml (8.6 g)
Mini-mix, 10 x Canulas de mezcla.
REF DS-IMPC2 — Paquete doble:

2 x Cartucho de 5 ml (17.2 g) Mini-
mix, 10 x Canulas de mezcla.

REF DS-IMPC3 - Paquete
econdémico: 3 x Cartucho de 5 ml
(25.8 g) Mini-mix, 15 x Cénulas de
mezcla.

Hecho en Israel.
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Ciment de fixation provisoire a base de résine pour restaurations sur implant, avec
adhérence renforcée.

Ciment d'implantation semi-permanent a polymérisation duale offrant une adhérence et une
résistance a la pression élevées, spécialement congu pour les structures individualisées de petite
dimension ou présentant une surface d'adhérence réduite. Tres faible résistance mécanique,
permettant une épaisseur de film extrémement fine. Résistance a la pression et étanchéité
marginale élevées grace a une structure en résine non élastique et a haute densité. Pendant la
phase plastique, les résidus peuvent étre facilement supprimés, par gros morceaux, sans particules
résiduelles indésirables. Les restaurations fixées se détachent sans peine grace aux propriétés
d'adhérence idéales du matériau. Sans eugénol, antibactérien, inodore et au go(t neutre.

1. Préparation et nettoyage des structures d'implant et surfaces
internes de restauration.

Vérifier I'adaptation et I'absence de tension, l'occlusion et les points de

contact, avant de continuer l'insertion. Avant le scellement, dégraisser

le pilier et la superstructure, nettoyer (avec une solution a base d‘alcool
* par exemple) et sécher soigneusement. (Fig. 1).
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2. Mélange et application.

2 Le produit est extrudé par pression a |'aide du systéme mini-mix.
Positionner le piston dans le corps de la cartouche. Retirer le dispositif
dobturation de la cartouche en le faisant tourner. Avant de poser la
canule de mélange, faire sortir une petite quantité de matériau jusqu'a
ce que le matériau sorte en méme quantité par les deux ouvertures
(Fig. 2). Pour fixer la canule de mélange, s'aider des guides sur la canule
et sur la cartouche. Tourner la canule dans le sens inverse des aiguilles

d'une montre pour la bloquer (Fig. 3). Avant chaque application,

3 extruder une petite quantité et la jeter. Une pression bien réglée permet

de doser avec précision, pour s'adapter a chaque situation. Extruder le
matériau par une pression réguliére. Apres utilisation, laisser la canule

de mélange sur la cartouche jusqu'a I'utilisation suivante.

3. Pose de la restauration.

Déposer une fine couche d'ciment sur la face interne de la superstruc-

ture (Fig. 4). Positionner immédiatement sur la structure d'implant par

pression légere (Fig. 5), puis appuyer fermement. Enlever le matériau

4 excédentaire au bout de 2 a 3 min avec un instrument approprié (Fig. 6).
4.Temps de modelage / Photopolymérisation.
La durée de modelage a température ambiante est d'environ 80 sec. Le

durcissement a température corporelle prend environ 5 a 6 minutes.
Si une exposition lumineuse directe est possible, la prise peut étre
améliorée et accélérée par photopolymeérisation (zone marginale,
excédents). Le temps d'exposition recommandé par surface est de
20 sec (Fig. 7). Pour les matériaux translucides (par ex.: fines couches
de céramique, matériaux C&B provisoires), il est possible de réaliser
I'exposition a travers le matériau. Rallonger alors la durée d'exposition
a 30-40 sec.

Renseignements de travail importants.

Ne pas rendre rugueux la surface du pilier, ni la traiter au jet de sable.
Ne pas abimer les surfaces en titane lors de la suppression des
excédents. Utiliser éventuellement des instruments en résine (détartreur
aimplant).

Ne pas laisser de résidu de matériau dans la bouche ou dans le sillon.
Ne pas utiliser d'additifs réduisant 'adhérence. Le retrait et le mélange
des composants a la main sont déconseillés.

Ne pas porter les différents composants au contact de la peau ou des
mugqueuses.

Dans de trés rares cas, DSI Implant Cement peut provoquer une
sensibilité. Si des réactions inhabituelles surviennent, interrompre
I'utilisation d'ciment.

Réservé exclusivement a l'usage dentaire par un personnel qualifié.
Autopolymérisation — Manipulation: 80 sec | Prise en bouche:

5-6 min (2-3 min de phase de gélification). Photopolymérisation —
Manipulation: 80 sec. | Temps de prise: env. 20 sec.
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MODE D’EMPLOI

Champsd'application:

Fixation provisoire des restaurations
temporaires et permanentes
implanto-portées sur structures
d'implants individuelles, réduites et
de petite taille.

Caractéristiques technigues:
Volume de mélange: 5 ml.
Dosage: 4:1.

Couleurs du produit:

Base: blanche opaque.
Durcisseur: semitransparent.
Temps de manipulation: ne
sapplique pas (systeme de mini-
mix).

Temps de modelage: env. 80 sec.*
Phase de gélification: 2 a 3 min.
* (moment pour oter les
excédents).

Temps de prise en bouche: 5 a

6 min. *

Temps de prise avec
photopolymérisation: env. 20
sec. par surface, en fonction de la
transparence.

Epaisseur du film: < 10 um.
Résistance a la pression: 100 MPa.
Application: A 23°C + 2°C, 50 + 5%
d’humidité relative.

* Des températures élevées
accélérent, des températures
basses retardent les temps
indiqués.

Stockage: moins de 25°C/ 77°F.
Garder au réfrigérateur pour une
durée de conservation maximale.

Informations a la commande:

REF DS-IMPC1 — Présentation
standard: 1 x 5 ml (8,6 g) Mini-mix
cartouche, 10 x canules.

REF DS-IMPC2 - Double
présentation: 2 x 5 ml (17.2 g) Mini-
mix cartouche, 10 x canules.

REF DS-IMPC3 — Présentation
économique: 3 x 5 ml (25,8 g) Mini-
mix cartouches, 15 x canules.

Fabriqué en Israél.
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MonumepHbIli LeMeHT AnA BpemeHHoN puKcauum pectaBpauin C oNopori Ha UMANaHTbI.
LlemeHT fBOITHOrO OTBEPX/AEHUA ANA NONYNOCTOAHHOM GUKCALIMM PacTaBpaLit Ha MNnaHTaTax, ¢
MOBbILIEHHON MPOYHOCTBIO NPV CKATUM, CIELMANbHO ANA MHANBILYANM3MPOBAHHbIX HI3KMX KOHCTPYKLIAM
C Masoi NOBEPXHOCTBIO CLiENNEHUA i 0CoB0 Manoro pasmepa. Hu3koe conpoTueneHie BbITeCHEHMIO
6Gnarofapa CBEPXHI3KOI TONWLMHE NNEHKI. BbICKOA NPOYHOCT U FePMEHTUYHOCTL Kpaes B pesysbTaTe
BbICOKOCLIMTOM 1 HENOMKOI CTPYKTYpe nonuMepa. OCTaTKI Nerko youpaiotca 60bLnmMiA Kyckamin

B TeUYEHMN NNACTUYHOM Gasbl OTBEPXKAEHNA. 3adnKCMPOBAHHbIE pecTaBpaLi OTAensloTCA 6e3
NOBPEXAEHMI 113-3a MAeanbHo NoA0OPaHHbIX CBOMCTB CLienneHuA. NoaxoanT Ana niobbix KOMOMHaLWI

Matepwanos.

He copepxuT esreHona, aHTV\@aKTQpMaﬂbe\VI, 6e3 BKyCa ¥ 3anaxa.
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1. MoproToBKa 1 ouncTKa opToneauyecknx KOHCprKLlVIﬁ Ha
nmnaaHTaTax n nX BHyTpeHHUX ﬂOBerHOCTEﬁI.

Mepes drKcaumeit Ha LeMeHT NPoBePbTE NPUMACOBKY, OKKMIO3MIO 1
KOHTaKTHbIE TOYKM. Hepe;:l LEMEHTMPOBaHNEM HEOGXOIJV\MO NOYUCTUTL N
0663)¢<Mpl/ﬁb, a TakXe TlaTebHO BbICYWNTb abaTMeHT 1 CYNPaKOHCTPYKLMIO
(puc.1).

2. nnp

C nomoulbio KapTpyfKa CUCTEMbI “aBTO-MUKC” MaTepuan CMeLINBaeTCa
npu BbifasnMBaHuK. py NepBoM MCNONb30BaHNM: OTKDYTUTL KOMNAuoK
KapTpuaXa, nepef yCTaHOBKOI KaHIONV ANA CMeLVBaHIA BHINYCTUTL
HebonbLOe KON-BO MaTepyana, Noka 13 060X BbIXOAHbIX OTBEPCTHI He
0yaeT paBHOMEPHO NOCTyNaTb MaTepuan (puc.2). YCTaHOBNTb KaHIoNIo No
OTMETKaM Ha KapTpUZKe 1 KaHIONN 1 3aKpenuTh BpalleHinem no 4acoBol
cTpenke (puc.3). bnarosaps TO4HO NOA06PAHON CTepeEHY AaBNeHIA Npu
Bb/1aBNMBaHUI MaTEPaNa, €ro J031POBKa OCYLLECTBAETCA IKOHOMUYHO
1 T04HO. KaHionio nocne ynotpebnerna 0CTaBuUTb Ha KapTpuaxe ana
noceyHLLEro MCNoNb3oBaHNA.

3. DuKcaLua opToneaNYEecKNX KOHCTPYKLWIA.

HaHeCTI Ha BHYTPEHHIOI0 NOBEPXHOCTb CYNPAaKOHCTPYKLIM TORKAI CNION
LiemeHTa (prC. 4). 3aTeM HeMe/NEHHO NErk1M HaxaTVem Ha KOHCTPYKLMIO
YCTaHOBWTb €€ Ha No3uLun (puc. 5). Mlocne 3Toro Kpenko, npixaTb.

C nomoLLbH0 NOAXOAALLErO MHCTPYMEHTa, YAANNTb M3NWLLIKI MaTeprana no
ncTeueHnn 2-3 MuH. (puc. 6).

4. Bpems 06paboTku (cBeToOTBEPXKACHNE).

Mpy KOMHATHOM TemnepaType, Bpema 06paboTKiN MaTepuana CocTaBnAeT
npumepHo 80 cekyHa. [pu Temnepatype Tena oTBepxAeHNe MaTeprana
3aHVMMaeT NPUMEPHO 5-6 MHYT. ECM NpAMasA 3KCNO3MUMA CBETa BO3MOXHa
(KpaeBas 06NaCTb, M3MNLLKK), CEAYET NCMONb30BaTL CBETOOTBEPXAEHME
ANA NOAAEPXaHA 11 YCKOPEHIA 3aTBepAeBaHNA. Bpema SKCro3numuy Ans
ofHoi nosepxHocTv — 20 cek. (puc. 7).

[lnA nonynpo3payHbix MaTep1asncs (BpemeHHbie KOPOHKM/MOCTOBMAHbIE
NpOTe3bl, TOHKMIA CNIOV KepamU1Ki) BPEMA SKCNO3NLINM ClIeayeT YBENNUUTb
7110 30-40 CeK. TK. CBET NPOXOANT CKBO3b 3TV MaTepuarbl.

B y o ng n obpabotke.

He nopgepraiite NeckocTpyitHO 06paboTke NoBEPXHOCTL abaTMeHTa.

Mpy yaaneHnn N3NNLWKOB LIeMeHTa CTapaiTech He NOBPeXAaTb HaXoAAL MM
M0f HAMW TUTaHOBbIE MOBEPXHOCTY. HO3TOM}/ PEKOMeHAYeTCA NPUMEHATL
CHEL\MaﬂbeM NNacTUKOBbIN CKanep 414 MMnIaHTaTos.

YAanuTb U3NMLWLKN Matepyana 13 NoaocTu pra 1 3ybofecHesoit 6opo3akm.
He pekomeHayeTcs pyyHol 0Top 1 CMELUNBaHIE KOMMOHEHTOB.

B pequaniumx cnyyasx, Npy NOBbILEHON YyBCTBUTENBHOCTI K KOMMOHEHTaM
UemMeHTa BO3MOXHa annepruyeckan peakuymna. B Takmx CNyyanx, nprmeHeHne
LieHeHTa peKoMeH/YeTCAa MrHOBEHHO NPeKpaTTh

/cnonb3oBaTh TONbKO ANIA CTOMATONOMNUECKIX Lieneit 0byyeHHbIM
NepCOHANoM.

CamooTBepxpeHue: Bpems 06paboTki: 80 cek. | Bpema 3ateepaesarus 8
nonocCT1 pTa: 5-6 MUH. (BKNIOYaA 2-3 MVH. B CTaAni reneobpasosaHis).
CsetootBepxaeHue: Bpewvia 0bpaboTku: 80 cek. | Bpemn 3aTBeppeBaHma:
npumepHo 20 cek.
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WHCTPYKUMA NO
NPUMEHEHUIO

06nacty npUMeHeHsA:
BpemeHHoe KpenneHue
NPOBU30PHbIX U MOCTOAHHBIX
pecTaBpaLuil C Oropoi Ha
MMNNaHTaTbl Ha abaTMeHTax.

TexHMYeCcKme XxapaKkTepUCTUKN:
O6bem KapTpuaxa: 5 M.
[lo3upoBkKa: 4:1 “aBTO-MUKC".
LseT npopykTa:

OcHoBa: 6enbiit.

Katanusatop: nonynpo3spayHbiii.
Bpems 3amelumsaHus:
MFHOBEHHO (“aBTO-MUKC").
Bpems o6pabotku: 80 cek.*
leneobpasHasn cragus: 2-3 MUH.
(MoaxoAALmin MOMEHT Ans
yAaneHna U3NMULLIKOB LieMeHTa).

Bpewma 3aTBepAeBaHNA B NONOCTU
pra: 5-6 MuH.*

Bpems 3aTBepAeBaHuA npu
CBETOBOM OTBEPXAEHIN: NPUMEPHO
20 ceK. ANA OBHO NOBEPXHOCTU.

TonwwHa cnoa: < 10 pm

Tpefen NPoYHOCTY Ha CxaTue:

100 MPa.

O6pabotka: npu 23°C + 2°C.

50 * 5% OTH. BNaXHOCTW BO3/lyXa
*C MOMeHTa Hayana CMeLlnBaHNnA
NpV yKa3aHHoO Bbilue Temnepatype
1 BNaxHOCTU. Bbicokne
TemnepaTtypbl COKPaLLAIoT, HU3KMe-
YBE/IMUNBAIOT YKa3aHHOE BPeMA.

MHdopmauma no 3akasam:

REF DS-IMPC1 - CraHpapTHas
ynakoska: 1 x5 mn (8.6 rp) aBTo-
MUKC KapTprax, 10 LWT. KaHionb.

REF DS-IMPC2 - [1BoiiHaa ynakoBKa:
2x5mn (17.2 rp) KapTpuaxa
CUCTEMbI aBTO-MUKC, 10 LWT. KaHIOMb).
REF DS-IMPC3 - 3koHoMWYHaA
ynakoBka: 3 x 5 mn (25.8 rp)
KapTpuakKa CMCTEMbI aBTO-MUKC,

15 WT. KaHwb.

CpenaHo B U3paune.
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